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Urzadzenie zasilajace do rurowych aparatéw wyparnych
z hydraulicznie wytwarzarym filmem cieczy

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie zasilajgce do rurowych aparatéw wyparnych z hydraulicznie
wytwarzanym filmem cieczy.

Do przeprowadzenia catego szeregu proceséw zachodzacych w uktadach dwufazowych gaz-ciecz, stosuje
sie czesto aparaty warstewkowe, miedzy innymi stosowane s3 wyparki warstewkowe zwa\ne wyparkami
filmowymi. W aparatach takich ciecz ptynie po $ciankach rury wyparnej, w postaci cienkiej réwnomiernej
warstwy, zwanej filmem. Roéwnomierno$é filmu ma szczegélne duze znaczenie, gdyz nierbwnomierne
rozprowadzenie roztworu po powierzchni grzejnej powodowa¢ moze niewtasciwy przebieg procesu odparowania,
jak na przyktad miejscowe przegrzanie.

W aparatach wyparnych z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy cienka warstwa cieczy ptynaca po
wewnetrznej $ciance rury wytwarzana jest przez ptynacy wspétpradowo z duza szybkoscig gaz. Uzyskany w ten
sposéb przeptyw dwufazowy nosi nazwe przeptywu pierscieniowego. W celu zainicjowania przeptywu
pierécieniowego do wlotowej czesci rur musza byé doprowadzone w odpowiednich ilosciach zaréwno gaz jak
i ciecz. ' :

W wyparkach statycznych przeptyw cienkowarstewkowy realizowany jest przez rozprowadzenie
grawitacyjne sptywajacej cieczy po powierzchni wewnetrznej lub zewnetrznej rur wyparnych. Réwnomierne
rozprowadzenie cieczy po powierzchni grzejnej wymaga stosowania ztozonych elementéw.

Znane sg urzadzenia zasilajace stosowane w wyparkach statycznych miedzy innymi z polskiego opisu
patentowego numer 78399. Przedmiotem powyzszego wynalazku jest urzadzenie zraszajgce z regulowang warstwa
grubosci cieczy sktadajace sig¢ z powierzchni stozkowej z nawinigtymi na nig korzystnie kilkoma zwojami
Slimakowymi, wzglednie z wyfrezowanymi na niej rowkami i przymocowanej do $ruby oraz z nieruchomej lub
ruchgryj czgsci cylindrycznej. Urzadzenie to posiada $rube wydrazona wewnatrz, posiadajacg w $ciankach
otwory i potaczong trwale z czescig stozkowa, na ktérej nawiniete sq zwoje $limakowe lub wyfrezowane rowki
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o dowolnym przekroju, korzystnie tréjkatnym. Cylindryczna czesé urzadzenia zraszajacego w zaleznosci od
podanych nizej odmian moze byé ruchoma lub nieruchoma. Wkrecanie lub wykrecanie $ruby ewentualnie
w wypadku duzej ilosci rur, podnoszenie lub opuszczanie wspéinej ptyty z ktérq potaczone sq poszczegéine
urzadzenia zraszajace powodujg zmiane przekroju otworéw lub w wypadku ptyty zmiang przekroju dtawika
zmieniajac tym samym przeptyw cieczy do wewngtrznej przestrzeni urzadzenia. Ciecz sptywajac z pewnq energia
powstatq na skutek réznicy pozioméw zostaje zawirowana na zwojach lub rowkach slimakowych i wyrzucana jest
na $cianke rury wskutek sit odérodkowej istycznej, tworzac réwnoramienng ciggtq warstewke na catym
zraszanym obwodzie. .

Celem wynalazku jest opracowanie prostego urzadzenia umozliwiajgcego uformowanie przeptywu
pierscieniowego, nadajacego sie do zastosowania w aparatach o dowolnej liczbie rur wyparnych.

Istota rozwigzania urzadzenia wedfug wynalazku polega na osadzeniu dowolnej ilosci rur wyparnych, do
ktérych doprowadzana jest para, w dwu $cianach sitowych, tworzacych przestrzert migdzysitowq do ktdrej
doprowadzona jest ciecz. W przestrzeni miedzysitowej rura wyparna posiada otwory, w preypadhu dwu rur, ich
korice sg uksztattowane ptasko lub réwnolegle tworzac szczeling, albo sq umieszczone wsp6tosiowo o réznych
$rednicach tworzac tez szczeling.

Urzgdzenie moZe pracowaé¢ w uktadzie pionowym przy przeptywie z dotu ku gérze, z géry na dét lub
w uktadzie poziomym. Do zalet mona réwniez zaliczyé prostote budowy, pewnoéé ruchu oraz mozliwosé
prowadzenia procesu odparowania w bardzo korzystnych warunkach a wiec w zakresie dwufazowego przeptywu
pierscieniowego.

Przyktad rozwigzania wedtug wynalazku uwidoczniony jest na rysunku, na ktérym fig. 1 — przedstawia
urzadzenie w przekroju poprzecznym pracujace w uktadzie. pionowym, fig. 2 — przedstawia rure wyparng,
z otworami, fig. 3 — przedstawia rury wyparne, ktérych korice zakoriczone sq ksztattowo fig. 4 — przestawia
potozenie rur wyparnych potozonych wzgledem siebie wsp6tosiowo o réznych $rednicach, fig. 5 przedstawia
potozenie rur wsp6tosiowe.

Gaz jest doprowadzany do komory gazowej 2 kréécem 1 umieszczonym w ptasuczu 12.-Do przestrzeni
miedzysitowej 6, ktdrq tworzq sciany sitowe 3 i 4 oraz obudowa 11 jest doprowadzona ciecz kréécem 5. Rura
wyparna 7 moze byé osadzona w obu $cianach 3 i 4. W tym przypadku w przestrzeni 6 rura 7 posiada otwory 8.
Ksztatt otworéw 8 moze by¢ rézny, a ich powierzchnia i rozmieszczenie na obwodzie rury 7 jest uzaleznione od
parametréw pracy urzadzenia. W przestrzeni 6 rura 7 moze by¢ przecigta, ajej korice tworzg szczeling 9.
Szczeling 9 moizna réwniez uzyskaé poprzez uksztattowanie ptaskie lub ksztattowe koricow rury 7.
W przypadku zastosowania réznych $rednic rury 7 w przestrzeni 6 moga one byé umiejscowione jedna w drugiej
lub osadzone w cianie 3 i scianie 4 niemal wsp6tosiowo, z utworzeniem szczeliny 9. Gaz z komory 2 dostaje sig
do rury 7, natomiast ciecz z przestrzeni 6 poprzez otwory 8 albo szczeling 9 dostaje si¢ do rury 7. Ptaszcz 10
ogranicza przestrzeri migdzyrurowa 13. Przy odpowiednio dobranych natezemach przeptywu obu faz w rurach 7
zostanie utworzony przeptyw pierécieniowy.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie zasilajace do rurowych aparatéw wyparnych z hydraulicznie wytw;rzanym filmem cieczy
zawierajgce rury wyparne, Zznamienne ty m,. ze sktada sig z rur wyparnych (7), do ktérych doprowadzona jest
para a osadzonych w $cianach sitowych (3 i 4) i uksztattowanych ptasko lub ksztattowo z utworzeniem szczeliny
(9) albo umieszczonych wspdtosiowo o réznych srednicach z utworzeniem szczeliny (9) w tej samej przestrzeni
miedzysitowej (6), do ktérej doprowadzona jest ciecz.
2, Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym,. ze rura (7) na obwodzie w przestrzeni migdzysitowej
(6) poslada otwory (8).
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